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18 전도성 고분자 박막 패턴형성 방법 

기술개요

본 기술은 변성 및 그 PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) 
의 제조방법과 기판 상에 를 용액코팅하고 완전 건조 이전에 직접 광을 조사하PEDOT:PSS , 
여 높은 전도성 갖는 패턴형성 방법에 관한 기술임PEDOT:PSS 

대표도면

본 기술에 따른 전도성 고분자 박막 패턴형성 Process

마스터배치 제조단계

를 포함하는 용액을 기판 상에 코팅하여 코팅층을 형성함PEDOT:PSS

코팅층의 소정 부분에 광을 조사하여 소정부분에
패턴화된 와 이외 코팅층을 포함하는 프리 패턴화된 기판을 제조함PEDOT:PSS -

프리패턴화된 기판에서 코팅층 제거하여
패턴을 포함하는 전도성 고분자 박막 제조 PEDOT:PSS 

기술완성도

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

실험단계 실험실 규모의 소재 부품 시스템 핵심성능 평가: / /
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개발 배경

대부분의 투명전극 소재로서 인듐주석산화물 이 사용되고 있으나 인듐의 희소성에 따 (ITO) , 

른 가격 상승과 차세대 플렉서블 전자기기에 요구되는 기계적 유연성의 부족 등으로 인해 

를 대체할 수 있는 유연한 투명전극의 연구 개발이 필요함ITO

기술의 특징 및 장점

기존기술 한계 개발기술 장점

현재까지 개발된 대체소재로 카본나◦
노튜브 그래핀 등의 탄소기반 소재와 , 
메탈 메쉬 메탈 나노와이어 초박막 , , 
메탈 등의 메탈기반 소재 금속산화물 , 
소재 등이 있으나 일부 소재는 

한 특성 구현이 어려움Flexible

패턴 형성 방법을 이용함으로써 추가, ◦
적인 건조과정을 수행하지 않아 공정
을 단순화할 수 있으며 공정 시간을 , 
단축할 수 있는 효과가 있음

용액에 광을 직접 조사하PEDOT:PSS ◦
여 패턴을 형성하여 투명전극에 사용
할 수 있는 박막을 제조함으로써 유
연성 확보와 동시에 전극의 전도성, 
투과율 평탄도 및 정밀도를 향상시킬 , 
수 있음

기술적용 제품 및 활용분야

해당 기술은 디스플레이의 투명전극 제조에 활용될 것으로 보임 
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기대효과

타이어에 우수한 물성의 고무 컴파운드 적용으로 제동 및 고속주행 시 내마모성이 탁월한  
효과를 나타날 것으로 보임

국 내외 기술동향·

 투명 도전막인 를 대체할 수 있는 유망소재로 메탈와이어ITO(Indium Tin Oxide) CNT, , 
및 그래핀 등이 있으며 해당 각 소재들의 전기전도도 향상과 한 TCO, PEDOT Flexible

특성을 구현하기 위한 다양한 연구개발이 진행되고 있음 

 년 울산과학기술원 방장웅 교수 연구팀은 두께의 은 나노와이어를 그물 구조2018 1㎛ 
로 배치하고 표면 일부를 산화시킨 차량 글라스 디스플레이 및 스마트 안경에 적용 가, 
능한 투명전극을 개발하였음

 년 대만의 는 자회사를 통해 미국의 은나노와이어 제조업체인 켐브리오스를 2017 TPK社
인수하여 은나노와이어를 이용한 터치패널 폴더블 터치패널을 개발하고 있음, 

국 내외 시장동향·

세계 투명 전도성 필름 시장 전망
 세계 투명 전도성 필름 시장은 년 억 만 달러 규모에서 연평균 로 성2016 84 6,000 8.9%

장하여 년에는 억 만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됨2026 207 8,000

 웨어러블 기기 스마트 폰 태블릿 노트북 및 기타 애플리케이션 기기에서의 소비 LCD, , , , 
증가로 인해 향후 투명 전도성 필름에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됨

국내 유연소재 기반 투명 전도성 필름 시장 전망
 국내 유연소재 기반 투명 전도성 필름 시장은 년 억원 규모에서 연평균 2018 2,640

로 성장하여 년에는 억원 규모로 확대될 것으로 전망됨34.8% 2022 8,722

출처 :  Markets and markets, 2017.01
출처 중기청 중소 중견기업 기술로드맵 디스플: , · 2017-2019 (

레이 리온아이피엘 재추정), 2016, 
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